
无锡光刻板 制版厂

产品名称 无锡光刻板 制版厂

公司名称 苏州微麦光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418
室

联系电话  17710798515

产品详情

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

什么叫掩膜最i先人们从物理学的视角讨论一下mask究竟是什么全过程。在半导体设备中，很多集成ic加
工工艺流程选用光刻技术，用以这种流程的图型“胶片照片”称之为掩膜（也称之为“掩模”），其功
效是：在硅片上选中的地区中对1个不全透明的图型模版遮住，进而下边的浸蚀或外扩散将只危害选中的
地区之外的地区。图象掩膜两者之间相近，用选中的图象、图型或物块，对解决的图象（所有或部分）
开展挡住，来操纵图象处理的地区或处理方式。-

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，光
刻板，苏州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

根据金属化全过程，在硅衬底上布局一层层仅数纳米技术厚的金属材料层。随后在这里层金属材料上覆
上一层层光刻胶。这层光阻剂在曝i光（通常是紫外光）后能够
被特殊水溶液（显影液）融解。使特殊的纳米越过光掩膜直射在光刻胶上，能够 对光刻胶开展可选择性
直射（曝i光）。随后应用前边提及的显影液，融解掉被直射的地区，那样，光掩模上的图型就展现在光
刻胶上。一般 还将根据风干对策，改进剩下一部分光刻胶的某些特性。所述流程进行后，就能够 对衬底
开展可选择性的刻蚀或离子注入全过程，未被融解的光刻胶将维护衬底在这种全过程中不被更改。 

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

图形扩展和收缩即从栅极开始的尺寸操作，例如栅极处的注入层尺寸扩大了。除了对应于电路的图案之
外，完整的光掩模图案还包括一些辅助图案或测试图案。常见的图案包括光标、光刻对准图案和曝光i灯
光控制图形、测试关键图形、光学对准目标图形、划线槽图形以及其他LOGO名称、版本等。 

无锡光刻板-制版厂由苏州微麦光电有限公司提供。苏州微麦光电有限公司（www.szphotomask.com）是



从事“光电材料,仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和
服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。
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